h b

Oferta Badawcza AGH lll

AGH IR

Laserowy system do mikrofabrykacji ukltadow
elektronicznych pracujacych w zakresie fal
mikrofalowych i milimetrowych
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Opis techniczny:

Mikroobrébka w laboratorium Zrédto lasera UV jako wszechstronne
narzedzie LPKF ProtoLaser U4 wykorzystuje laser naprowadzany skanerem
o dtugosci fali 355 nm w widmie UV, ktéry zostat specjalnie opracowany do
stosowania w laboratoriach elektronicznych. Ta dtugos¢ fali umozliwia
doskonala obrobke laserem wielu grup materiatéw bez dodatkowych
narzedzi, masek i folii. Umieszczenie pol skanowania obok siebie daje zakres
roboczy do 229 mm x 305 mm x 10 mm. Ognisko lasera o Srednicy ok. 20 pm
pozwala na struktury o odstepie 65 pm (szerokos¢ linii 50 pm w odstepie 15
pm) w porownaniu z FR4 z 18 pym Cu. Potezne oprogramowanie systemowe
Przyjazne dla uzytkownika oprogramowanie systemowe LPKF CircuitPro PL
zapewnia dostep do wszystkich waznych parametréw procesu. Obszerna
biblioteka parametrow, ktéra zawiera nie tylko wiele popularnych, ale takze
egzotycznych materialdow, zapewnia pomoc przy wlasnych projektach
operatora. Stabilizacja w zakresie niskich energii Precyzyjne, wrazliwe
procesy wymagaja bardzo matej energii lasera. Nowe zrédto lasera UV
zostato odpowiednio zaprojektowane i jest stabilne w szerokim zakresie
mocy. Jest to korzystne w przypadku zastosowan ze szczegolnie cienkimi
warstwami lub delikatnymi materiatami. Sledzenie procesu Pole pomiaru
mocy okresla rzeczywista moc lasera w pozycji ogniskowej. Dzieki temu
powstaja doktadne, rzeczywiste dane stuzace do dokumentowania procesu
produkcyjnego. System wizyjny LPKF ProtoLaser U4 wykorzystuje nowo



zaprojektowany, szybki system wizyjny zoptymalizowany pod katem
mikroobrébki laserowej. Kamera i proces rozpoznawania obrazu rejestruja
punkty odniesienia lub struktury geometryczne na obrabianym podtozu.

Nazwa handlowa: ProtoLaser U4

Wiecej szczegolow: /equipment/laserowy-system-do-mikrofabrykacji-
ukadow-elektron/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Staszek Kamil

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
kamil-staszek-8884.html

Jednostka odpowiedzialna: Instytut Elektroniki
Grupa / laboratorium / zespoél: Instytut Elektroniki
Data ostatniej aktualizacji: 30 stycznia 2024 09:17
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2024
Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizykg, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Umieszczenie pdl skanowania obok siebie daje zakres roboczy do 229 mm x
305 mm x 10 mm. Ognisko lasera o srednicy ok. 20 pm pozwala na struktury
o odstepie 65 pm (szerokos¢ linii 50 pm w odstepie 15 pm) w poréwnaniu z
FR4 z 18 ym Cu.

Warunki udostepniania infrastruktury:
Indywidualnie
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